
• 日 時 2010年 10月 21日(木) 9:00～11:40
• 場 所 山口大学工学部先端研究棟３階セミナー室

（宇部市常盤台2-16-1 ） http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/10info/access.html

• 後 援 山口大学 ナノテクノロジー・ネットワークプロジェクト
「シリコンナノ加工と高品質真空利用技術に関する支援」

• 参加費

■お申込･お問合せ先

山口大学工学部電気電子工学科 浅田

Tel: 0836-85-9421 Fax: 0836-85-9401 E-mail: asada@yamaguchi-u.ac.jp

9:00~ 9:50 圧電デバイスの開発
～大学での基礎研究と企業での商品開発について～

9:50~10:40 スピンRAMの可能性と課題

～ノーマリー・オフ・コンピュータはできるのか？～

10:50~11:40 金属ナノ構造におけるスピン注入とスピン蓄積

産業総合研究所

フェロー 安 藤 功 兒 氏

無 料無 料

理化学研究所･基幹研究所･量子ナノ磁性研究チーム

副チームリーダー 福 間 康 裕 氏

富士フィルム(株)・アドバンストマーキング研究所

主任研究員 藤 井 隆 満 氏

山口大学 研究推進体
｢ﾏｲｸﾛﾄﾚﾝﾁ構造からの新規な結晶成長と省ｴﾈ電子ﾃﾞﾊﾞｲｽの創成｣主催

講 演 会


